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Oxana Rich Art Foundation AG, in Bülach, CH-020.3.027.215-1, 
Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2006, S. 19, Publ. 
3574732). Statutenänderung: 18.06.2009. Zweck neu: Die Gesell-
schaft bezweckt die Förderung von Kunst und Kunstausstellungen 
im In- und Ausland. Sie handelt mit Bildern und weiteren Kunstge-
genständen aller Art. Sie verfasst Informationen in Print- und elek-
tronischen Medien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen 
und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an 
anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle 
Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in 
Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland 
Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie 
kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vor-
nehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaf-
ten und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die 
Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktien-
buch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.06.2009 
wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene 
Personen und erloschene Unterschriften: Charles Lehmann, Treu-
hand- und Steuerberatungsbüro, in Rüschlikon, Revisionsstelle. 
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Podagova-Sewald, 
Oxana, deutsche Staatsangehörige, in Niederndorf (AT), mit Einzel-
unterschrift [bisher: russische Staatsangehörige, in Brannenburg 
(DE)].
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